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Yuksek Hiz, Yuksek Fosfor (>%10 P)
Elektrolitik Nikel Alasim Prosesi

Techniphos 615, genis bir akim yogunlugu araliginda >%10 fosfor
Ureten bir el ektrolitik nikel/fosfor (NiP) kaplama islemidir. YUksek akim
yogunluklarinda dusik fosfat icerigi sergileyen t ipik NiP proseslerin-
inaksine Techniphos 615, su anda mevcut olan her seyden daha iyi
performa ns gosteren gercekten benzersiz bir formilasyonu temsil eder.

Techniphos 615, %10’dan fazla P iceren bir elektrolitik NiP alas imi ger-
ektiren tim uygulamalar icin 6nerilir. Techniphos 615’in en énemlideger-

lerinden biri, daha dusuk bir ma nyetizma derecesi gereksinimlerini
karsilayarak buyuyen 5G uygulama pazarlarindaki talebidir.

Ozellikler

e Tutarl bir sekilde %10’dan fazla fosfor kaplar,
* Yuksek fosfor icerigi ile yiksek hizda kaplama kabiliyeti, ‘
e Kaplamalar korozyona kargi oldukca direnclidir,

* Manyetik olmayan kaplama - yuksek frekans-5G uygulamalari icin uygundur,
* Daha genis akim yogunlugu araligi/daha ytksek verim,

* Boricermez, kristallesme olmaz,

e Kolayca analiz edilebilir bilesenlere sahiptir,

Faydalar
» Saf nikel bariyer katmanlarina kiyasla korozyon direncini artirir,
* Makaradan makaraya, dolap ve aski kaplama uygulamalarinda kullanilabilir,
* Yuksek hizli uygulamalarda Ustun performans,
* Tek veya cift yonli uygulamalar icin uygun,

* Degerli metal kalinliginda potansiyel azalma,

e Standart nikel hicrelerde kullanilabilir,



Techniphos 615
Elektrolitik Nikel/Fosfor Kaplama

Operasyon Parametreleri
Not: Asagidaki optimum degerler uygulamaya baglidir

Parameters Range

Nickel metal 25-1104¢/l
Nickel Chloride 8-18.09/
Techniphos 615
Phosphorous Concentrate 110 - 140 ml/
Techniphos 615 Additive 75-125 ml/l
Techniphos 615 Secondary 15-25 ml/l
pH 1.7-22
Cathode Current Density 0.3-40ASD
Operating Temperature 58 - 62 °C
Up to or exceeds 2 um/min
Deposition Rate (80 uin/min) depending on
current density.

25 ASD’de Konnektor Yiizey Kaplamasi
Techniphos 615 mikemmel ylUksek fosfor dagimi gosterir,
Olculen tim konumlar >%10 P saglar.
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— Techniphos 615
— Conventional Ni-P Plating Process

Techniphos 615, geleneksel NiP’ye kiyasla daha yuksek
akim yogunluklarinda ytksek fosfor icerigi (>%10P) Uretir

Manyetik gecirgenlik

Manyetik gecirgenlik (1), bir manyetik alana tepki olarak
malzemenin miknatislanma derecesidir.

2,5 um nikel ve Techniphos 615 ile kaplanmis konektor
alt tabakalari icin sonuglar asagida goésterilmistir:

Sample ux10°
Nickel 1.26
Techniphos 615 <0.1

NAYV Testi - 30 Dakikada Nitrik Asit Buhar Testi
Sonuclar
Nikel Uzerine Flag Altin Kaplama

Sulfamate Ni (2 um) Goldeneye Ni (1.5 um)

+ Conventional + Techniphos 615 (0.5um)
Au-Ni (3 uin) + Au-Ni (3 uin)
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